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CORRECCIÓN A LA CONTRIBUCIÓN DEL JAPÓN 

Documento preparado por la Oficina Internacional 

 La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) ha sido informada por el Japón de que el texto del párrafo 7 del Anexo del documento 
con su contribución debe ser el siguiente: 
 

“7. Según se ilustra en el Gráfico 2-1, las solicitudes presentadas en China por 
usuarios japoneses en virtud del Sistema de Madrid representaron sólo el 5% del 
número total de solicitudes presentadas en China.” 
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